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Limpeza da pele e remoção de maquiagem
mantendo hidratação, ausência de irritação e
equilíbrio cutâneo.

Tecnologia sensorialmente adequada, segura,
hidratante, com alta capacidade de limpeza
cutânea e de remoção de maquiagem.

Sistemas cosméticos estabilizados por
tensoativos biocompatíveis para serem
aplicados em procedimentos de limpeza
facial (com o intuito de limpar a pele
íntegra), remoção de maquiagem e
hidratação cutânea, compreendendo
sistemas nanométricos emulsionados,
preferencialmente microemulsões.  

Mercado da beleza e setor cosmético.
Atualmente, o Brasil é o quarto maior
mercado consumidor de produtos de
higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
do mundo, ocupando a 7ª posição em
produtos de maquiagem e a 8ª em
produtos para cuidado com a pele.


